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NEPINHWH

H StaBpe€lpotnta tng emipavelag evog UALKOU amoteAsl évav KaBopLloTikod mapdyovTa yLo Tn Xpron
Tou o€ pta mAsada epappoywv. 2tabepad vbpodofa i udpodla upvia €xouv PeAeTnBOEeL yla Tn
XPNon Touc w¢ autokaBapllOopeva, BLOMLUNTIKA UALKA 1 OKOMO Kol w¢ otolxeia Statdatewv
eheyxopevng €xkAuong ¢appakwy, evw £Eumva  UALKA Twv omoiwv n  StaBpefipotnta
Sladopornoleital mapouvcia UV aktivoBoliag €xouv mpotabel yla tn Xpron Toug o€ alodnThpeg Kal
HULKPOPEUOTOVIKEG Slatatels [1-4]. KaBwe n StaBpefipodtnta pag emidpavelog kabopiletat T0oo amnod
™ XNUWKA TNg olotacn 000 Kol amd Ta HOPPOAOYIKA TNG XOPOKTNPLOTIKA, SLOPOPETLKEG
OTPATNYLKEC UTTOPOUV va uLloBetnBouv yla tnv avantuén VALKwV eAsyxouevnc dtappeflpuotntac.
Itnv napoloa epyacia e¢etaletal n mapaokeun uSPOPIAWY, USPODOBWV Kal AUPLPIALKWY UUEVIWV
TiO, pe ) péBobo reactive glancing anlge RF magnetron sputtering. Juykekplpéva mapouaotaletal
n eMidpacn Twv MAPAUETPWY TNC Slepyaciag evamoOeong TwV UHUEVIWV TITAVLOC 0TI GUCLKOXNULKEG
Toug L&Lotnteg Sivovrag olaitepn eudacn otnv SLafpe€lUoTNTA TOUC TOCO 05 CUVONKEG OKOTOUC
000 KoL UTO TNV enibpaon UV kat nAtakng aktivoBoAiag. TEAog, e€etaletal o ouVOUAOUOC TWV
UMEVIWV TITAVLOC UE UMEVLIA Apopdou udpoyovavBpaKa, TO OTola TOPACKEVAOTNKAV UE TN LEB0SO
NG XNHULKAC EVOTOBEONC ATUWY EVIOXUUEVNC UE TTAACHO, KOL TTOPOUGCLAETAL N TPOMOMoLNon TNG
SlaBpeflpotntog téoo napouacia 000 Kol amouacia aktivoBoAiag.
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